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Oben links:d@imensionale Graphenschicht, schematisch. Oben rechisaSieaighelurchsicht

ge, biegbare und elektrisch leitfahige Schicht. Bild: Fraunhofer IPA. Vorschau Veranstaltungen 78

eClustermeeting AU
Brissel.-Das Proj ekt a Bedirgp durem die hehe Laitféhigkeit jnnerp ¢ r bar ef fi zi ent
von der Europaischen Kommission almlb des Graphengitters stellt Graphem Glirster Nanotechnologie zeigt

eines von zwei FET (Future and Emschnelle elektronische Bauelemente| wikgge auf der Hannovermesse
ging Technologies) Flagstipojekten Transistoren in der HochfrequenztechRiKBFgefordertes Verbundprojekt
ausgewdhlt. Innerhalb von 10 Jahren seihe denkbare Alternative zu konventionel@noBRIDGE: Nanotechnologiefo-
eine Fordersumme von bis zu einer MraHalbleitermaterialien wie Silizium dar. & in Tomsk/Russland

fir dieses Vorzeigeprojekt bereitgestelitdium giftig ist und weltweit immer kngpp@m World Resource Ventures
werden, um Entwicklungen in den_ Be_raiirq, k('j_nnte _Graphen als E_rsatzmaterig!k{%”e Meldungen 9
chen Informat_|onsmd TeI(_ekommunlkatl—lndlumzmnOX|d (ITO) fungieren, das o 8llecutivaraining Programme
onsteghnologlg, Materlalwlsse_nschaitlersteIIung transparenter Elek_troder_l V§&F Europaischen Kommission
Energie und Life Science zielgerichtet mendet und in Flussigkristallbildschirmen,

fordern. organischen Leuchtdioden und Todétminvorschau / Auswahl 9
Damit startet eine neue Form der VerlSardens eingesetzt wird. Fiir widerstandéfggsenschatft / Industrie

forschung in Europa, die durch die A@!gﬂtfl’oueﬁcreeﬁﬂodule in Smartphor'eﬁrachwuchsfo'rderung 1011
herausragender Forschergruppen begrdielesich zusammenrollen lassen, exitereN.\vuchs bilde@ukunft si-

Wu_rde. Ausloser war die Wur_dlgung ddvefeits Prototypen (Bild rechts). chern: 18. Innovation Panel der
beiten von Prof. Andre Geim und Prof. ) SGL Group

Kostya Novoselov, die im Jahr 2010Adéiand der Umsaize von FTBO®ENR |, | ornen 203®. Strategiework-
Nobelpreis fiir grundlegende Untersudadulen in den vergangen Jahren (Grafiky ger initiative Junge Forsche-
gen an Graphen erhielten. Graphen istugise€itig) zeichnet sich eine Entwicklung @then und Forscher e.V.

flachige Monolage des Graphits, die in @meersten Schatzungen zufolge zu |&if@{no im Unterricht
honigwabenférmigen Struktur angeordnégrideppelung der Umsatze im Zeitraum Vfiyahresbericht 2012

(Bild links). Graphen erweist sich enflagl 0 bi s 2015 f ¢ hanarRaktdnaderidr &esund-aut| e |
seiner flachigen AusdehnungsrichtundSteiie von B®@search soll der Marktwertseminarkurse im Experimentarium
auBerordentlich fest und verfugt UberV@héondensatoren, strukturellen Materialien

hervorragende elektrische und thermiggfdisplays, aber auch von Bauteilen |ifetefiinvorschau Schulbesuche 12
Leitfahigkeit. (Fortsetzung auf Seite 2) Impressum
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Umsatze von Touch-Screen-Modulen

Mrd.S

2008 2010 2012 2015

als Direktor Ubernommen. Zusammen mit
den Leitern der 15 Arbeitsbereiche wird er
die Forschungsaktivitaten koordinieren. Ein
strategischer Beirat, bestehend aus den
Nobelpreistrdgern Andre Geim, Albert Fert,
Klaus von Kilitzing und Kostya Novoselov
sowie aus Vertretern von Nokia, Airbus und
weiteren international bekannten Graphen
Forschern, unterstiitzt dabei das Manage-
merd{Team.

Weitere Informationen:
www.graphen#élagship.eu/GF/index.php

Umsatze von TottreerModulen (nach Display Search 2009) Grafik: Nanoinitiative Baye(n:.arbon Nanotu beS-

Photovoltaik, die auf Graphen basievenNokia, Philips, Airbus oder das deufsdhgltitalente im Nano

deutlich zunehmen. Dabei nehmen Kofiagemnologieunternehmen AMO beteilig 'e'[_ . h

satoren mit einem Marktwert von Uberdd®@raphene Flagghipjektes ist es, ein elc

Mio. $ und andere funktionelle MateriglieRe, fokussierte und interdisziplinare euro-

wie Komposite, z. B. fir Leichtbauanpd@isehe Forschungsgemeinschaft zuf&fhach. Inno.CN¥ahreskongress

dungen, mit 200 Mio. $ den weitaus haotiszubringen. Diese Gemeinschaft scl0aB:

ten Stellenwert im Jahr 2022 ein. Der Einaetthaltiger Inkubator fiir die Bereiche Trgfohnologien, Anwendungen und neue

von Graphen in den erwahnten Materiakigions und TelekommunikationstechnBleespektiven fir  Kohlendtaifio

hangt davon ab, ob die RohstoffkostegidiiMaterialwissenschaft, Energie undniferialien in Forschung und Industrie stan-

dieses Material weiter sinken und daciEnce dienen. Dazu werden zud2éhstlen im Mittelpunkt des flinften Jahreskon-

groRRvolumige Produkte erschlossen weidetemische und industrielle Forschergrépses detnnovationsallianz Carbon

konnen. Als Vorteil von Graphen gegemidnein 17 europaischen Landern zusamNafigtubes(Inno.CNT) am 20. und 21.

CNTserweist sich dabei die hohe speaifieiten. Dabei hat die EU fiir die F8bruar 2013 in der Schwabenlandhalle in

sche Oberflache bei ungefahr gleicher relekatige Startphase 54 Millionerz u r F evlelrbach bei Stuttgal

trischer Leitfahigkeit. fugung gestellt. Es ist geplant das KonemstofNanorohren (Carbon Nanotubes,
um in Zukunft um-3 Gruppen zu erwef=NT) wird in Deutschland eine Erfolgsge-

An der herausfordernden Umsetzungt@dBs Die Koordination

des

Flagshig hi cht ef, mei nt [ vi

Graphewrojekts sind demzufolge neti¥Rjektes hat die Chalmers Universigbisfilung Funktionale Materialien am Stutt-
den vielen Forschergruppen auch FiféRnology in Goteborg unter Jari Kigaréar Fraunhofestitut fur Produktions-

Umsatzprognose fiir Graphenprodukte

500

technik und Automatisierung IPA. Ziel mis-
se sein, Hochtechnologien in Deutschland
nicht nur zu erfinden, sondern auch zu ver-
markten und Produktion und Wertschépfung
im eigenen Land zu halten.

400 ® Jahr 2017

W
o 300 mJahr 2022

Etwa 150 Teilnehmer aus Deutschland,
Asien und den USA wurden von Experten
aus Forschung und Industrie Uber neue

200

100

Trends und Losungsmoglichkeiten beim
Einsatz von Karbdanostrukturen infor-
miert. Einsatzgebiete in derdndgtRaum-
fahrttechnik oder bei der Entwicklung elekt-
risch leitfahiger Organobleche, Hoch-
leistungsacken untVerbundwerkstoffen;
auch Aspekte der Sicherheitsforschung und
Toxizitatseinschatzung wurden diskutiert.

Marktwert von verschiedenen Gragbienten Produktgruppen in 2017 und 2022 (nach B@/eiee Informationen:

search); Grafik: Nanoinitiative Bayern.

www.innecnt2013.de
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Mitglieder im Portrait: Nano$UkG- Der Nanomikroskopie verschrieben

Langen.- Das Prinzip ist so einfach
bestechend: Mikroskop aufstellen, Prg ’
einlegen, PC hochfahren und in kiirzed ’h ’
Zeit den submikroskopischen Bereich #"

den vertrauten Bildschirm holen. Nepis
Nanomikroskope sollen so leistungsfa
wie universitares Laborgerat sein, abe

einfach zu bedienen wie herkdmmlig Y \ rl;/;/:‘_'v'.!o.- 2

Mikroskope. .I.:'”‘ AR ié ";-zol 'b
y ' ;j ', v

Diesem Anspruch stellten sich die P '?ﬁ f

Lukas Howald, Robert Sum sowie derf
roingenieur Dominik Brandlin Mitte def

Jahre, als sie am Institut flr Physik a
Universitat Basel eng zusammen arbe'=

lhnen gelang die Herstellung des_bah k[))re%- links: Rasterkraftmikroskopische Analyse vo®Berfénhen (poliert und unpoliert). Ne-
chenden easyScan Rastertunnelmikro

. . er verringerten Oberflachenrauigkeit in der polierten Probe sind eindeutig Kratzspure
So wurde erstmals weltweit breiten Ang@Rsitmittels in der Oberflache zu erkennen sowie verbleibende Vertiefungen im Material. Ubes
derschichten die Erforschung des Nanggignikroskopische Analyse verschiedener Polierverfahren lassen sich der Prozess und das Er
terbereichs erschlossen. tat weiter optimieren. [Bildlange: 90 pum; Farbskala zeigt Héhenunterschiede: 3 pm]. Oben recht
eines Flachbildschirms. Jeweils d@ix@uigRot, Griin, Blau) bilden ein einzelne -EDHgixel
Auf dem Rastertunnelmikroskop folgtefh &n-1 d1 @ nge: 550 Om; Farbskala zeigt H°henur
zigartige Rasterkraftmikroskope, welche
auch Oberflachen nlefiender Materialien
erfassen und darstellen kénnen. Diesdwsg-wo kleinste Details unterschiedlichetisse datentechnisch zudem nicht in der
ziellen Rastersondenmikroskope lieferRroben untersucht werden konnen, sorgieichen Art verarbeitet und gespeichert
allem im Bereich von Topographienstdeen gerade bei einfach zu bedienewdgden konnen, bieten Rasterkraftmikrosko-
Oberflache wichtige Erkenntnisse, kdBeeiten auch als vielseitig verwendpareinen neuen, scharfen Blick in die Nano-
aber durchaus auch weitere physikalis@kzeuge fir die Prototyped Serien-welt. Gemal? der Managementleitlinie
Parameter erfassen. Rasterkraftmikros&ajaing zur Verfigung. Es ist heute béréfto u can't manage wh a
beruhen auf der mechanischen Abtastwswhbar, dass bei immer weiterfihreridtat AFM damit die Grundvoraussetzung
von Oberflachen und der Messung atoMarturisierung und immer hoher weféenein tieferes Produktverstandnis, eine
Krafte auf der Nanometerskala. den Anspriichen an Produktqualitat zapitdiere Kosteneffizienz, eine hohere Quali-
che Maoglichkeiten fur Einsparungen téignd letztlich bessere Produkte.
Wahrend des Messvorgangs (dem ScaQueifijatsgewinne winken.
wird eine an einer mikroskopisch kleinen Nanosurf ist fuhrender Hersteller intuitiv
Blattfeder (dem so genannten Cantilie@rpisher mit vergleichsweise ungenhedienbarer Rasterkraftd Rastertunnel-
befestigte Nadel zeilenweise in einemPdefitometern gearbeitet wurde, derermikroskope. Mit einer Mischung aus Know-
nierten Raster Uber die Oberflache einer how, Kreativitat, Exzellenz und Entschlos-
Probe gefiihrt. Auf Grund der vari senheit setzt Nanosurf mit seinen Produkten
Oberflachenstruktur verbiegt sich der immer wieder neue Massstabe und ist so in
lever lokal unterschiedlich stark. Die et der Lage, Einsatze aller Art in Wissenschaft,
chende Auslenkung wird mit Hilfe opt Lehre und Industrie abzudecken.
Sensoren gemessen, wodurch man ei
fur die atomaren Kréfte erhalt, die zwi

der Spitze und der Oberflache wirken. Kontakt:
die punktweise Aufzeichnung der A Dr. Marcus Weth
kung erhéalt man dreidimensionale Dat Nanosurf GmbH

Probenoberflache. Diese Daten werc

. oy N . : RheinstralRe 5
einem fotodhnlichen Hohenbild dargegtellte; .. Aem Rasterkraftmikroskon intearierto
das erkennen lasst, wie die Oberfléch%i%ﬁ ox asterkraitmikroskop. Integrigg2s | angen

- s invertierten Mikroskop. Die Kombi
untersuchten Objekts beschaffenist. aus optischen und rasterkraftmikroskopi gﬁdfg 6103 202716
Daten erlaubt eine Vielzahl neuer MCg”Chk:’l%él’f‘ih“'g 6103 202 7182 0
Anwendung finden solche RasterkraftrdéaraBereichen Materialwissenschaften unaveifg@nanosurf.com
skope nicht nur fur Forschung und Enviekces. Bild: Nanosurf. www.nanosurf.com  Nanosurf
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Neues aus Forschung und Entwicklung: Antibakteriell ausgestattetes Materi
far Wundauflagen

Jena.- Durch den Einsatz von neuartig
Beschichtungsmoglichkeiten auf d
Basis atmosphaérischer Freistrahlplasmg}
ist es Wissenschaftlern von INNOVES
e.V. Jena in Zusammenarbeit mit d
Universitatsklinikum Jena gelungen, ¢

auf einer Vielzahl von Textilien zu ap
zieren und deren Wirksamkeit zu best

sche Wirkung dieser modifizierten Tex§

lien auf Hautzellen ausgeschlossen wp= ] )
den. Colony -forming units (CFU)

Das Thema Wundinfektionen ist im B4

der Krankenhausversorgungen und @ 3 L
lanten Betreuung von Patienten ein gt
Problem. Durch die Ausbreitung von A 25
tikaresistenten Keimen wird diese Pr(
matik weiter verscharft. Verfliigbare Bu
kénnen die Kosten fir derartige Behar
gen meist nicht decken.

Mittels APCMBlasma@eschichtung ist e
gelungen, auf verschiedenartige, fur V|
auflagen geeignete Textilien eine mit §
partikeln dotierte Verbundschicht aufz
gen. Hierbei werden feinste Silberparti 0 -
einem SiliziumoXdtrixverbund an dd
Oberflache der jeweiligen Textilien app

CFU in millions per ml

o
o

-

Die Bandbreite der Textilien erstreckt
hierbei von bekannten Poly&sereben
Uber Cellulose basierende Textilien bi
zu hochreiner Bakteriencellulose. Ge
sind fast alle Textilien im Nachhinein n Materialien unbeschichtet/beschichtet
FreistrabAtmosphérendruckplasmen anti-
bakteriell zu funktionalisieren. Der
besteht in der einfachen nachtrégligﬁ%ra
Veredlung der entsprechenden Textilien.

Polyesterverbuna °
antibakteriell be-

Polyesterverbung
schichtet

Bakteriencellulose
antibakteriell be-
unbeschichtet

schichtet
antibakteriell be-

Cellulosefaser
schichtet

E-Coli Referenz:
Bakteriencellulosé
unbeschichtet

unbeschichtet
Cellulosefaser

|Iinks: Polyesterverbundgewebe beschichtet mit silberhaltiger Verbundschicht; Oben rechts: R
e des Polyesterverbundes. Grafik: Vollstandige Hemmung des Wachstums von Escherichia col
Einfluss der antibakteriellen Schichten auf unterschiedlichen Textilien. Bilder: INNOVENT.

Fir ihre Untersuchungen verwendetekodiete das Bakterienwachstum um Am 04. September 2013 findet der Work-
Jenaer Wissenschaftler unterschiedlichwaeikgert werden. Im indirekten Kcshop "Antimikrobielle Oberflachktuelle
silberdotierte Beschichtungen. Die Wirksétels hergestellter Textilextrakte k Entwicklungen" in Zeulenroda statt, auf dem
keit der so hergestellten Textilien webgafalls eine Hemmung von bis zu die Entwicklungsergebnisse in einem Vor-
unter anderem in Anlehnung an die AA&@&i@estellt werden. trag prasentiert werden. Weitere Informatio-
2004Nor mpr ¢ f ung bei 'ngve%gntlichgraPtuan](toirg gep an\}ver nen:www.thgot.de

Keimen Staphylococcus aureus und fel

siella pneumonia nachaewiesen. Hig%}eigntimikrobiell wirkender) Schichtf Kontakt
erzieltez die applizierter? Schichten Ufl L_Jberprtjfung der zytotomschep Wi Sebastian Spange
hangig vom verwendeten Textil eine i korpereigene Zellen. Durch eine ¢ INNOVENT e.V.

sche Wirkung. Auch in weiteren direkte N, 40993 angelegte -iitreUberpriifunc Technologienentwicklung J
indirekten Koﬁtéldsts konnten die erze €S Zytotoxischen Potentials konnte fi Prusslingstrale 278

ten Wundauflagen ihre Wirksamkeit figsteten Textilien eine gute Zellvertri 07745 Jena
Beweis stellen. Im direkten Kontakt derfiiachgewiesen werden. ssZ@_mnoveaEna.de
tilien mit den Keimen (Eszherichia goli www.innoveriena.de

\
INNOVENT
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Nutzen der Nanotechnologie in der Pharmazie

Munchen- Nanotechnologie als Schliisbesserung: die Aufnahme des Wirk  3g -

. . > Hund
seltechnologie des 21. Jahrhunderts fikennte auf ca. 60% der applizierten N AUCfejfoszéCrmd

det breite Anwendung in vielen Industrigesteigert und der Einfluss von Nahr 2 mg/kg
bereichen und hat vor allem aufgrund vawnfnahme nahezu unterdriickt werder 2
PatienteNutzen Eingang in die pharmalie Einnahme kann unabhéngig von
zeutische Entwicklung gefundén. Mabhlzeiten erfolgén.

AUcfed [ AUCfasted
=3.18

[h*]
o

Physikochemische Eigenschaften von FBfiflinische Daten von Emend® ver:
fen hangen von deren TeilchengréRecham sehr gut den Zusammenhang zwi
Deutlich wird dieser Effekt vor allem beiainehmender Partikelgrofe und anst
PartikelgroBe im Nanometerbereigmjc1der Absorptionsrate

beispielsweise steigen Séttigungslbsliq? ei

AUC [ng*h/ml] Aprepitant
o

-
o
L

lache unter der Plasmaspiegel

e home Al C=Ar e s Under U . s
der in der Arzneiform vo.rliegenden Wir l 'e Menge an aufger)ommenem 9
partikel ermdglicht so eine verbesserte é In Experimenten. in b IM
nahme von wenig wasserlgslichen Iipoygﬁ igt, dass die AUC bei oraler Ver ©gehungert [ gefufier [ gehungert | gefufer
Wirkstoffed ' Mg von Ap_repﬁ_Su_Spensmnen ein ifsted]. | (ted) 1 (fasted) | ifed)
: definierten Dosis mit sinkender Partike Miko | L

Bei oralen Arzneiformen entscheidetuidis dasfache ansteigt. Einfluss der Nahrungsaufnahme auf die AUC
Wirkstofffreisetzung aus Tablette oder Kap- von Aprepitafibrmulierungen.
sel und deren Auflésung in den Mmyen Grafik: leemanodrugs GmbH.
Darmséften uber Geschwindigkeit une' **~-
ge der Aufnahme (Absorption) durc i Hond Bei _intra\{enbs angewandten Qhempth_era-
Darmschleimhaut in den Blutkreislauf. & .’ N=5 peutika hilft die Nanotechnologie beispiels-

. = 120nm 2mglkg weise, im Vergleich zur Standardformulie-
Emend® (Aprepitant) war der erste W ¢ 20 pehtgent rung auf allergieauslésende Lésungsvermitt-
der nur als Nanoparideierte F_ormul = ler zu verzichten und die Vertraglichkeit stark
rung zugelassen wurde und dient h g 1,8 zu verbessern (Abraxane®, Paclitaxel).
et oo B £ 13 o DI Exicking von Nanopharmazeutia
tant wirkt gegen Ubelkeit und Erbr Q 1850 nm .. somit ein eleganter Weg,"Lo_sllchkeltsproble—
. ; . =z me von schlecht wasserldslichen Stoffen zu
indem es im Himstamm den Eff_ekt 0 ' umgehen, was sowohl bei neuen als auch
Bote_:nstoffes .hemmt_ (Neura’kmma. 0 e 8000 hei etablierten Arzneistoffen den Nutzen fiir
gonist). Aprepitant wird zur Unterdri PartikelgréRe [nm] die Patienten deutlich erhéht.

von Ubelkeit und Erbrechen als Nebenwir- i ) .
kung von Chemotherapeutika in der KfeBLiss der PartikelgroBe auf die AUC vong\8rer5 5 5 6 6 6335586333333 &

therapie angewandt. Der sehr lipophile RARL Grafik: leoanodrugs GmbH. 'Horstkotte & Odoerfer, Recent Pat Food Nutr

stoff wird gut tiber die-BltnSchranke an Agric 4 (2012) 220.
seinen Wirkort im Gehirn transportiergugem wies hier die Nanoformuliefiinge et al., J Pharm Biomed Anal 39 (2005) 900.
jedoch nur wenig wasserloslich (@022 Par t i k erimy deutigle geringeBEachinformation Enfeiez 2012.
vergleichbar mit Kalkstein @0)L4 Beeinflussung der AUC durch Nahrung®éwet al., Int J Pharm 285 (2004) 135.

) o . nahme auf. Im Gegensatz dazu erhoht® Sch o 6608000000080 08ddd
Testformulierungen mit mikronisiertem MMirkyq, Mikroformulierung (5%8D die

stoff zeigten in préklinischen und er&l88 nach Nahrunasaufnahme um den :
klinischen Versuchen folgende Problemg;, 5 g I&%Ifakti
. . . Lo . ' leonnanodrugs GmbH
* Die geringe Loslichkeit in wassriggll, \ng der Absorption von schlecht Giselia BeieiDirector Marketing
Darmfliissigkeiten fuihrte zu ungenuﬁgﬁéslichen Arzneistoffen im Mzmem KopernikusstraBe 9

der Aufnahme von Aprepitant aus : i ; 79 Minchen
MageDarmiTrakt é&ﬂt unter gleichzeitiger VerringerungdPdd$

. , inf
* Eine vorhergehende fettreiche MafizGit oo fir gen Nutzen der NanotectmbRier@leonanodrugs.com
g

n der Pharmazie. Damit ist das Potényislleomanodrugs.com

l;sses von Mahlzeiten sind nur Z@lei+49 89 41 42 4889

erhéhte die Absorption stark. Diesi

unerwunscht, da so die Aufnahme vafa- _. . . R
bel und wenig vorhersehbar wird. V%éf"Wenem nicht ausgeschopft, beispiel

se bieten injizierbare Nanoformulieru ]_eon-nanodrugs
Die entwickelte Nanoformulierung Emépdghiler Wirkstoffe vielversprechende :
zeigt in diesen Punkten eine deutlichelivikeiten. leading edge nanodrugs®

Newsletter Nanonetz Bayern e.V., Ausgabe Marz 201



Seited

Veranstaltungsrickblick: Cluster Nanotechnologie auf der Messe NanoTech in
Tokio mit Gemeinschaftsstand vertreten

1] <

Eindriicke vom Messeaulftritt des Clusters Nanotechnologie auf der NanoTech in TokiBemeinksohaftptand des Clust€eerman Pavilion
informierten sich an den drei Messetagen rund 160 Besucher. Bilder oben bzw. unten: Nanoinitiative Bayerm@selnith r2ayeisuie. Re

Tokio/Japan: Bereits zum sechsten MaAm zweiten Messetag prasentierten si Der Cluster Nanotechnologie gratuliert
in Folge nahm der Cluster Nanotechno@®tuster und Mitaussteller EXAKT Adv der Bayerischen Reprasentanz in Japan
gie vom 30.01. bis 01.02. an der der weéiehnologies zusatzlich iVderagsses- zum 25jahrigen Jubildum!

groBten Fachmesse flr Nanotechnologien Welcome to Nanotech Germamy

nano tech 2013 teil und prasentiertand 40 Teilnehmern. \[/)Virgetljgnken ur:js an dies&! Stsllfa beif.Hec;.rn
ANanotechnol ogy made r. Geltinger und seinen Mitarbeitern fir die

knapp 47.000 Besuchern an drei Messetayum fu# dgs Ne;Btz?N(\e/rI?erq ulngfgr den vgrtrauensvolle Zusamm_erlarbeit und Unter-
gen wurde der Vorjahreswert knapp Ubéq_ngsaustz_iusch boten neben dem W stltzung der Jgpangkt|V|taten des Clusters
troffen. empfang in der Deutschen Botscha Nanotechnologie wahrend der letzten Jahre
Abend des ersten Messetages und a ganz herzlich. Die Kooperationen zwischen
Auf dem 18g@emeinschaftsstand dé&&nobiz Networking Reception am /Bayern und Japan im Bereich Nanotechnolo-
Clusters, an dem sich die Fordervereirdasitzweiten Messetags, ein vom Clust gie konnten weiter auszubaut und nachhaltig
glieder Ar€oatings aus Erlangen, EXAHEF Bayerischen Reprasentanz in .gefestigt werden. Gleichzeitig haben die
Advanced Technologies aus Nordersigghnisiertes Get Together mit Bier vo Aktivitdten dazu beigetragen, die internatio-
Schaeffler Advanced Technologies ausuki@rfrischen Brezeln im Anschluss & nale Ausstrahlung des Clusters Nanotechno-
zogenaurach, die Hochschule Darmsfadifagssession. Herzlichen Dank fi logie zu erhéhen.
Institut fur Kunststofftechnik und die Héherstitzung an Dr. Christian Gelt
holtzAusgrindung SenRay beteiligten, kbhefreprasentant des Freistaats Bay:
ten wahrend der Messe rund 160 Besudelpan, und seinen Mitarbeitern.
am Stand begruf3t werden.

Wir freuen uns auf die Fortsetzung der
Zusammenarbeit und winschen der bayeri-
schen Reprasentanz weiterhin viel Erfolg!

e i o Lok g il
Der Cluster Nanotechnologie und die Bayerische Représentanz ir
Japan luden zum Get together mit Bier vom Fass und frischen

Brezeln. Dr. Christian Geltinger legte selbst Hand an beim Zapfen.
00 00 0000000000000 000000000000 0000000000000 000 00000000000 0000000000000000000000000000000
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Veranstaltungsvorschau: Cluster mee
Nanotechnologie fiir Schichtanwendungdém Labor zur Serie |l

ImCl ustermeeting auUnsi

bar e fdadaniB.@3r201d Koope-

| ration mit dem Fraunhofer ISC Wiirzburg und
der IHK Wirzburg organisiert wird, erhalten
die Teilnehmer anhand von Beispielen aus

S anwendungsorientierter Forschung und

Entwicklung und der Industrie einen Einblick

in aktuelle Arbeiten aus dem Bereich der

Wirzburg.- Deutschland rangiert inz
schen auf EEbene an erster Stell
wenn es um die erfolgreiche Entwickl
und Anwendung von Nanotechnoleg
basierten Produkten geht. Bayerisg
Unternehmen und Forschungseinricht
gen leisten durch ihr Knowhow und i
Fachkompetenz einen entscheiden(

Beitrag. Gemeinsam arbeiten sie an o o Oberflachentechnologie sowie umfassende
mer neuen Innovationen fir zukunfts Informationen Uber vorhandene Methoden
sende Anwendungen, z. B. in der Energie- zur Nanoschichtanalytik

technik, Umwelttechnik, Elektronik undybridpolymer als Antihaftschicht auf Metall
Informationstechnik oder auch in ddgild: © Lober fir Fraunhofer ISC.

Bereichen Medizintechnik, Optik oder der Weitere Informationen:
Bauchemie. www.nhanoinitiativbayern.de

Cluster Nanotechnologie zeigt Flagge auf der Hannover Messe 2013
Die Welt der Nanotechnologie ist fester Bestandteil

Bereits die Messeteilnahmen der letn@dustrie, ber aktuel |l e Enf
? Jahre haben gezeigt, dass gerade Entsutéiigbare Prozesstechnik, Gber am Markt
der aus der gesamten Industrie auf devestilghare und kiinftige Anwendungen von
HANNOVER che nach zukunftsweisenden Ideen Nambkohlenstoffmaterialien sowie den Stand
MESSE Anwendungen gezielt den Kontakt gerKommerzialisierung. In der Session

Cluster und seinen Akteuren suchenzesstechnik undNanoanalytik in der In-
Hannover -Vom 08:1 2 . 0 4 . 2 0 1nach iopperatigngpartnern und Losungeustue prasentiereim tech transfeorum
tiert der Cluster Nanotechnologie auf dgichen oder sich tber Innovationen zu (hfgle 2) Mitglieder des Nanonetz Bayern

Hannover Messe das bayerische Nafgleren. e.V. beispielsweise A&iMvendungen in
Forschung und Industrie, Verfahren zur

SfiBilisierung von Nanoapplikationen in der

Technology Im Rahmen des Gemei§onerschauen Anlaufstelle fur das in{8f85asstechnik, Nanopartikelmesstechnik fur

Zcr;laftzss/tir;ies von Bayern Innovatlv erte  Fachpublikum: ~die miteina bsole und Messtechnik fiir die Oberfla-
alle . " ihioe
vernetzten Themenprasentatiioeidof cpenanalyse von polymeren Nanokomposi-

Interessierte Besucher erhalten am SY&R@ (www.worldofnano.net in Halle 2o

des Clusters detaillierte Informationen UskrSchauplatz NANO  (www.schau

die Kernkompetenzen des NanotechnoRigié-de/Nanoworjdin Halle 3 bieten epje |NITIATIVE Nano in  Germany
Netzwerkes und seiner Akteure, zu ScRg@rUberblick tiber neueste technologigeh nanoingermany.condje vor einem
punktaktivitaten, zu Anwendungen der [g&fgicklungen und Anwendungen, Verfghrennisiiert wurde und knapp 60 Unterneh-
technologie und zu aktuellen ProjekterRfi&/isionen aus der Welt der NanoteGhao- |nstitute und Netzwerke zahlt, prasen-
der Clusterarbeit. logie. Im vom IVAdchverband ausgericlia t sich am Mittwoch auf der Failhmg

. . teten GemeinschaftsstatidroTechnolo- o vpgtand in Halle 2 / D 36 ab 16:30 Uhr.
Die Research & Technology als internaggnaSmart Systems for Automatidn per custer Nanotechnologie ist Teilnehmer

le Leitmesse fiir Forschung, Entwicklungiaisl 17 werden anerkannte ExpertenygaugTIATIVE.
Technologietransfer ist die weltweit befiguNanotechnologie inre Neuheiten vorstel-

tendste Plattform, um sich tUber Forschigigs- . N . G
ergebnisse und zukunftsweisende industriel- ) ano 1IN uerman
le Entwicklungen zu informieren. Der Cluster Nanotechnologie gestalte OOLOO y

Rahmen der BMBé&forderterThemen-
DerFokusliegt dabei auf defechnolo- kampagne Welcome to Nanot€srma-
gietransfer zwischen Wissenschaft ufgam dritten MessetageiFachsessions Weitere Informationen finden Sie auf der
Wirtschaft urdeckt sich somit mit demzur Nanotechnologie. Im Forum MicroWehseite des Clusters Nanotechnologie
Fokus der ClusteraktivitateDiese Leit- nology Innovations for Industry, MicroT&ehw.nanoinitiativeayern.de Rubrik
messe bietet einen hervorragenden Rahglegy (Halle 17) informieren Clusterakveuenstaltungen, bzw. uber die Webseite der
fur die Prasentation von Innovationen. in der SessioNanokohlenstoffe in derHannover Mesgevw.hannovermesse.de
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Einladung zur Teilnahme am Deuf®absischen Forum Nanotechnologie
vom 2223. Mai 2013 an der TU TOMSK

Ziele des Forums: Die Teilnahme am Veranstaltungsprogramm

NanOBRI DG E « Vorstellung der aktuellen Entwicklung ist kostenfrei. Reisekosten miissen von den
eEimury =~ GRevie den Nanotechnologien in DeutschlandT@iéiehmern jedoch selbst getragen werden.
Russland Nachwuchswissenschaftler aus Deutschland

« Vertiefung bereits vorhandener Kontal{ennen einen Zuschuss zu den Reisekosten
Wiirzburg/Kassel/Tomsk. Im Rahmen o Initiierung bilateraler fUEster oder beantragen.
des durch das Bundesministerium furProjektgruppen Detaillierte Informationen zum Proarammab-
Bildung und Forschung (BMBF) geforderEinbindung des wissenschaftlichen lauf und Redistri find Sg ter-
ten DeutsciRussischen Verbundprojek- Nachwuchses aut und zur Registrierung finden sie unter.
tes NanoBRIDGE, in dem der Cluster Na- www.nanobridge.owwz bew.
notechnologie ~ Griindungspartner  isf,nématische Schwerpunkte: nanobridge2013.tpu.ru
laden wir Sie herzlich zur Teilnahme arylatériaund Prozessanwendungen
bilateralen Forum Nanotechnologie eind€r Nanotechnologie _
das NanoBRIDGE gemeinsam mit der *fianotechnologie in den Life SciencesKontakt

. Dr. Gabriele Gorzka
Tomsk (TPU) vom 2&. Mai in Tomsk : .
organisiert. Netzwerkkoordinatorin NanoBRIDGE

Das Rahmenprogramm umfasst den Bgspyesiwissenschaftszentrum (OWWZ)
Das Gebiet Tomsk ist besonders intereS§&tk der Sonderwirtschaftszone, Firmepniversitat Kassel,

da hier eine der vier neu eingerichfé¢gHche und ein bilaterales Unterehmeg) o561 / 8667
Sonderwirtschaftszonen (SEZz) fur te€RARN- Emailgorzka@urkassel.de

sche Innovationen mit dem Schwerpyfkb1. Mai findet an der TU Tomsk ferner

Nanomaterialien und Nanotechnol%?pag der Deutschen Wissenscistt,

angesiedelt wurde. Im Nanozentrumor%%rnisiert durch das BMBE.

TPU liegt ein besonderer Schwerpunkt auf _ . _ R h .
der Entwicklung der Infrastruktur fiirZejigleich findet in Tomsk die regionale AN INFTIATIVE OF THE esearcn in
Nanoindustrie. Daher ist das Forum b¥stianskonfereHANNOVU013"statt, zu AR | Feera ity Germany
ders attraktiv fir Unternehmen, die infl@en Teilnahme das Netzwerk und dic®®" } of Education e
reich Nanotechnologie aktiv sind oderngefmer des Nanotechnologieforums ei nifsurch  SENOOOHOS
den wollen. den sind. Land of Ideas

Cluster Nanotechnologie unterstitzt das Forum World Resource Ventures vor
12.-13. Juni 2013 in Berlin

Berlin.- Das internationale Forum Worllehmen, denen der bewusste Umganyerfidhrenstechniken eingehen, die zur
Resource Ventures fokussiert auf diRessourcen wichtig ist und die hierfur henchhaltigkeit und zur Ressourcenscho-
Zusammenfiihrung von Unternehmen wtive Verfahren entwickeln und umseateeg. beitragen.

Investoren rund um die Themenbereich&e Mischung aus Statlagernehmen und

Nachhaltigkeit und RessourcenmanadévUs ist dabei fur alle Beteiligten interesessierte Akteure des Clusters, insbeson-
ment. Der Schwerpunkt des Programient. Mittelstandische Unternehmerideesn Unternehmen, deren Entwicklungen
besteht aus Prasentationen von Untend Unternehmer geben ihre Erfahrungsictammit dem thematischen Spektrum des

nehmen, die nach einer Finanzierung uBtrtups weiter. Forums decken, haben die Mdglichkeit, sich
nach Kapitalgebern suchen. Das Forum . ., .einem breiten Fachpublikum und Geldgebern
bietet eine brancheniibergreifende PldEr Cluster Nanotechnologie wird I%EJ prasentieren.
form fUr Unternehmen, deren Aktivitat hmen des _Fc_)r__ums das - Netzwerk,

chwerpunktaktivitdaten  und aktuell\weitere Informationen unter:

auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Projekte prasentieren und anhand v

Nicht nur Cleantddhternehmen solleBeispielen auf den Beitrag Nanotechnolo-
angesprochen werden, sondern alle Wdrasierter Produktentwicklungen bzw.

.worldresourceventures.com
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Aktuelle Meldungen: Executive Training Prograt
der Europaischen Kommission

Y gu
N

Brissel.- Als sechst bzw. neuntgréf3tere  Modul 3: Praxistodul
Handelspartner der Europdischen Union12w°® c hi ges Pr akt i
bieten Japan und Sudkorea europédischen schen bzw. stidkoreanischen Unte
Unternehmen vielfaltige Geschaftsmdg- men zur praktischen Anwendung
lichkeiten. Jedoch unterscheiden sich die neuerworbenen Kenntnisse und H
Geschaftspraktiken in  Sudkorea und keiten.

Japan grundlegend von den Gepflogen-

heiten in Europa. Diese Unterschie&&hrungskrafte erhalten zus#inlgiziel-
bedeuten fir européische Unternehmkn Unterstitzung von monatlich 2.2
grol3e Herausforderungen. Euro in Japamund2.000 Euro in Kore

und beinNetworkingn Japan bzw. Korga

Mit seinem Schulungsangebot fur Fihr(&gselvieren eines Praktikums in Japa
kréfte, das Intensivspracid-wirtschafts Korea).

kurse umfasst, tragt Bascutive Training

Programme (ETP) der Europaischen Kdbas ETP bringt sowohl den Unternatam
missionmit organisatorischer und finanaieth Absolventen Wettbewerbsvorteild

ler Unterstiitzung seit 1979 zum Erfolg Beiloehmern werden wichtige Kenninisse

paischer Unternehmen auf den Maikien Mentalitat und wirtschaftliche G
Japans und Sudkoreas bei. genheiten vermittelt. Sie erhalten Ein

die fur den wirtschaftlichen Erfolg in
Das Programm zielt einerseits darauf abndieStdkorea von entscheidender B
Wirtschaftsbeziehungen zwischen dentuBg sind.
Mitgliedsstaaten und Japan und Korea zu
starken und zum anderen das Verstambtis Informationen zum Executive Tr
der japanischen und koreanischen Reagramme (ETP) der EU finden Sie
schaftstatigkeiten zu erhéhen. unterwww.euetp.eu

Das ETRntensivprogramm besteht aukKontakt:
einem 45vochigen SchulungsprogramrTP Cluster Coordinator
fur europaische Fihrungskrafte und umn-Deutschland:
fasst drei Module: Julia Scheidl
Mobil: 0049 151 5800 4493
Modul 1: Vorbereitungsmodul in d&mailhamburgoffice@euetp.eu
EU
Drei Wochen Intensivkurs im Vereiniaten

Konigreich zu Kultur, Geschichte / §a

Zivilgesellschaft Japans bzw. Sudk ® g
2 ETP

EMPOLWERING BUSINESS THROUGH UNDERSTANDING

Modul 2: Schulungsmodul vor Ort
30w° chi ger - und SBprasth
kurs, an renommierter Universitat in
Tokio bzw. Seoul: alle Studieth Uni-
versitatsgebuhren werden von der Euro-
paischen Kommission getragen.

nme
Auswanh|

13.03.201
Ordentliche Mitgliederversammlung 2

Nirnber

[o]

18.03.201

Clustermeeti
aUnsichtbar ab
Nanotechnologie fiir Schie
anwendugen, Vom Labor zur Se

in Kooperation mit Fraunhofe

k u m undmnler IEIK WigzhBahjweintu
rneh- Wirzbur
der
ahig-

1

[o]

08:12.04.201
Hannovermess
Teilnahme im Rahmen
00 Gemeinschaftsstandes Bayern Inn
3] Halle 2, Research and Techn
Hannove
n oder

[o]

24:25.04.201
en Fachtagung 4&aNa
: Deffunktionellen Oberflachengestaltu
von P
epflo- Veranstaltung der Papiertechni
lickeStiftung in Kooperation mit dem ¢
Japantp://www.ptspaper.de/seminare.|
edeu- Minche

[o]

aining 22:23.05.201
&eiimarRussian Forum Nanotechnolc
im Rahmen des BMEforderte
Projekts NanoBRID
www.nanobridge.owwz.

Tomsk / Russla

[o]

11.06.201
Clustermeeti
Nanotechnologie fur Medizinprodd

in Kooperation mit NanoScap
Martinsrie

Aktuelle Informationen unter:
www.nanoinitiativbayern.de

Kontakt:
Dr-Ing. Peter Grambow / Sonja Pfeu

sonja.pfeuffer@nanoinitiatibayern.de

3

des Nanonetz Bayern €.
)

er

3
e

3

N
v

h

3
g

d

Terminvorschau/

013
V.

g9
S

iell

r1SC
Hni -

des
ovativ

ology
r

not e
ng

api e
schen

luster
tml

)%

=]

GE
de
nd

kte

und Anwendungen in der Biotechnologie

e AG

ffer

Newsletter Nanonetz Bayern e.V., Ausgabe Marz 201


http://www.euetp.eu

Seitel0

Neues aus der Nachwuchsforderung:
Nachwuchs bildenZukunft sichern: 18. Innovation Panel der SGL Group

Meitingen- Uber 130 Géaste waren am 17.
Januar 2013 ins SGL Group Forum nach
Meitingen gekommen, um sich zu informie-
ren, wie junge Menschen nachhaltig fur Be-
rufe im Bereich der Namal anderer Zu-
kunftstechnologien begeistert werden kon-
nen.

Auf dem Podium war auch die Initiative Jun-
ge Forscherinnen und Forscher (1JF) vertre-
ten. Unter anderem diskutierten Dr. Elenor
Hose, IHReferentin fur den Bereich schuli-
sche Bildung, und Elisabeth Fehrenbach. Die
Physik und Mathematiklehrerin war uber
eine Fortbildung auf die 1IJF aufmerksam
geworden und gibt inzwischen selbst Nano
Fortbildungen.

Vor und nach der Diskussion konnterAgiciem Podium des 18. Inno¥aiwels diskutierten (von links): Dr. Hubert Jager, Leiter Konzern
die Gaste am Stand der IJF (ber Neshbung der SGkoup, Prof. Gisela Liick, Lehrstuhl fir Chemiedidaktik an der Universitét Biele
wuchsférderung in den Zukunftstechno fghSibler, Staatssekretar im Bayerischen Staatsministerium fiir Unterricht und Kultus, El
informieren. Fehrenbach, Gymnasium Wertingen, Dr. Eleonore Hose, GymnasiunudidveinfartHaas,
HUVRQDOOHLWHU "HXWVFKODQG GHU 6*/ *URXS 6WHIDQ
PHLQHQ?® JDQ] UHFKWYV PRGHULHUWH GLH 'LVNXVVLRQ ¢

Lernen 20303. Strategieworkshop der Initiative Junge Forscherinnen und
Forscher e.V.

Wiurzburg- Beim dritten Strategieworkshfod der Basis dieser Visionen wird dideldFein wissenschaftlicher Beirat, der den
der Initiative Junge Forscherinnen undnborihre Strategie im Bereich demubehiorstand in dieser Strategiearbeit unterstit-
scher am 31. Januar 2013 ging es ddramangebote, etwa fir Nanotechnolmgieyird.

eine Vision vom Lernen 2030 im natumegiter entwickeln. Eingerichtet wird auller-

senschaftlichen Kontext zu entwickeln. Den

Startschuss dazu gab Prof. Alfred Forchel

als Vorstandsvorsitzender der IJF mit einer

kurzen Einleitung.

Beim Workshop dabei waren Experten aus
den naturwissenschaftlichen Didaktiken, aus
der padagogischen und naturwissenschaftli-
chen Forschung wie Praxis und aus der
Wirtschatt.

Gemeinsam erarbejteten sie Idealvorstellun-

gen vom ARaum als Lernverfdhreri, von au-

Rerschulischen Angeboten unter dem Mefteilnehmer des-$ifategieworkshops (von links): Christoph Petschenka, 1JF, Annika Schirm
AHands -0 pe Ml Wdur NOF, NPD fAxel Hakerern \éSmvereinigte Spezialmdbelfabriken, Mbfikar, Z&Yesberg
Unterricht, der A @/mnasium, e"ﬁ‘a OB”@W” s“l?wf\ﬁbénpoidfé’m”as'uan)r glubert Jager, SGL Group,

auch immerda und e PnMc aela I, Un|v Bgl berg, Dr. Ruth Jesse, IJF, PD Dr. Stefa
Wi e Fortbildun Ea er, H t eﬁena%et lﬁh@? tMarkus Elsholz, MIND
9, enter Pro fz e UHI%F‘SI at urzeourg, Dr. Elenor Hose, IJF, Miechael Hungt

dem Bildungsgipfe IDP—:nst§e§leq Cﬁ/rﬁha& n m%J drfranken. Bild: 1JF.
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